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Disefo de microdispositivos foténicos en guias de onda

Disefio y simulacién de nuevas generaciones de micro-dispositivos foténicos
integrados en chips de silicio.
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Los microdispositivos se disefiaran y optimizaran utilizando software de
simulacién de modos 6pticos en guias de ondas, asi como de propagacién de
dichos modos. En particular, se aplicard la técnica Finite-Difference Time-
Domain (FDTD) para caracterizar los procesos épticos con una resolucién del
orden de nanémetros.
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